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摘要(译)

一种制造有机发光显示装置的方法，包括在基板上的同一层上形成像素
电极，总线电极和像素限定层，像素限定层暴露像素电极的中心和总线
的一部分电极，在像素限定层上以及在像素电极和总线电极上形成中间
层，取向基板，使得中间层位于基板下方，通过用中间层照射中间层来
在中间层中形成开口激光束从中间层下面移除以去除总线电极上的中间
层，暴露总线电极的至少一部分，以及形成相对电极，使得相对电极经
由中间层中的开口接触总线电极。
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